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طراحی و ساخت سیستم لایه نشانی پرتو یون

 ، شــرکت پلاســما پرتــو فــن گســتران چمــران بــا تــوکل و امیــد بــه خــدای متعــال و بــا پشــتوانه تجربــه 10 ســاله جوانــان نخبــه کشــور
ــی و  ــه طراح ــدام ب ــور اق ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــاوری پردیــس، ب ــارک فن ــاوری از پ ــوز فن ــذ مج ــن اخ ــیس و ضم ــال 1395 تاس در س
ســاخت دســتگاه لایه نشــانی پرتــو یــون نمــوده اســت. اولیــن نمونــه ایــن دســتگاه کــه بــا برنــد IONEX-700 بــه بــازار کشــور 
بــه روش رســوب فیزیکــی بخــار اســت. طراحــی منحصربفــرد  معرفــی می شــود جدیدتریــن و کامل تریــن پلتفــرم لایه نشــانی 
پلتفــرم IONEX-700، نصــب همزمــان تجهیــزات متعــدد لایه نشــانی در یــک محفظــه را امکان پذیــر نمــوده اســت. ایــن دســتگاه 
چنــد منظــوره عــلاوه بــر روش هــای متــداول، روش هــای پیشــرفته مبتنــی بــر فنــاوری چشــمه یــون را بــرای تولیــد لایه هــای نــازک 

بــا کیفیــت بــالا و چندلایه ای هــا بــرای مشــتریان خــود فراهــم کــرده اســت.

لایه نشانی تبخیر مقاومتیروش هــای متــداول 

لایه نشانی کندوپاش پرتو یون                                )IBSD - Ion Beam Sputter Deposition(روش های پیشرفته
)DIBSD-Dual Ion Beam Sputter Deposition(    لایه نشانی کندوپاش پرتو یون دوگانه
)IBAD - Ion Beam Assisted Deposition(                                 لایه نشانی به کمک پرتو یون
)IBC - Ion Beam Cleaning(                                                                 تمیزکاری نمونه با پرتو یون
 )IBE - Ion Beam Etching(                                                                                    زدایش با پرتو یون

IONEX-700  روش هــای قابل انجام با

مزایـای لایه نشـانـی بـا پرتـو یــون

تفکیک فرآیندهای تولید پلاسما، استخراج یون، 
 اسپاترینگ و لایه نشانی

کنترل مستقل پارامترهای پرتو یون شامل جریان،
انرژی، زاویه فرود و ...

 بهره وری بالای مصرف تارگت و یکنواختی لایه نشانی

لایه نشانی طیف وسیعی از مواد فلزی،
دی الکتریک، نیمه هادی، سرامیک و فرومغناطیس

لایه نشانی واکنش پذیر با یون های پرانرژی
 تولید لایه نازک با چگالی و خلوص بالا

 افزایش چسبندگی لایه نازک به زیرلایه 
خ لایه نشانی   دقت بالا در کنترل نر

 دقت بالا در ایجاد ضخامت های چند آنگستروم
تولید چندلایه ای ها با دقت بالا

فیلم های خالص و هموار با پراکندگی کم و 
آستانه تخریب بالا

زدایش عمودی و یکنواخت الگوهای نانومتری 
در چندلایه ای های فلزی و دی الکتریک

چسبندگی تکرارپذیر پوشش های فلزی برای 
فرآیندهای  lift-off با بهره بالا

پوشش های ارگانیک سخت و مقاوم به خوردگی

فیلم های چگال و پایدار با ضریب شکست 
بهینه و جذب کم

اصلاح مورفولوژی سطح برای تقویت تابع کار سطح

کاربردهای لایه نشانی با پرتو یون

، سنسور و نمایشگراپتیک دقیقفوتونیک و لیزر ممز

تجهیزات پزشکینیمه هادیذخیره داده مغناطیسی

لایه نشانی کندوپاش مگنترونی  لایه نشانی تبخیر الکترونی

تجهیزات مدل های سیستم 

گی های چشمه یون ویژ

مشخصات پرتو: 

ــا  ــان )FCP( ی ــد فیلام ــمای کات ــون: پلاس ــد ی مول
)ICP( پلاســمای جفــت شــده القایــی

نوع یون: یون گازهای بی اثر و واکنش پذیر
سیستم گازدهی: کنترل کننده شار جرمی

سیستم خنک کننده: آبگرد
سیستم استخراج: 2-توری یا 3-توری

سیستم خنثی ساز بارفضا: فیلامان

: 5 تا 13 سانتیمتر )در مکان  قطر
خروج پرتو از سیستم استخراج(

بیشینه جریان: 100 تا 400 میلی آمپر
بیشینه انرژی: 1500 الکترون-ولت

* همه مدل ها دارای شاسی، محفظه، سیستم خلأ، سیستم کنترل PLC و نمایشگر HMI هستند. تجهیزات اصلی سیستم خلأ شامل پمپ ها و فشارسنج ها از برندهای معتبر هستند. 
** مدل چشمه یون ICPIS-13 یا FCPIS-13 است.                                                *** منبع تغذیه کاتد RF یا DC است. 

ابعاد بیرونی: قطر 27 سانتیمتر و ارتفاع 20 سانتیمتر
نحــوه نصــب: داخلــی یــا فلنــج 16 اینــچ دارای فیدتروهــای 

، ولتــاژ و جریــان آب، گاز

گــی هــای سیستـم ویژ

محفظه خلأ استیل با حجم تقریبی 350 لیتر 
خ نشت محدوده   10 میلی بار در لیتر بر ثانیه نر

فشار نهایی  10×1 میلی بار در زمان 40 دقیقه
HMI و نمایشگر PLC سیستم کنترل پیشرفته

قابلیت نصب همزمان تجهیزات متعدد لایه نشانی 
شامل:

چهار عدد چشمه یون با حداکثر قطر پرتو 13 سانتیمتر
نگهدارنده تارگت با قابلیت نصب چهار تارگت 6-اینچ

نگهدارنده نمونه با قابلیت نصب چهار نمونه 8-اینچ
دو عدد منبع تبخیر مقاومتی

منبع تبخیر الکترونی 4-بوته ای
دو عدد کاتد کندوپاش مگنترونی 4-اینچ

سه عدد گرمکن تابشی
سه عدد ضخامت سنج کریستالی

انواع شاترهای محافظ تارگت ها، نمونه ها، بوت ها و 
تجهیزات در برابر آلودگی ها حین فرآیندهای لایه نشانی     
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